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内容概要

　　本书基于TFT-LCD工厂生产的实践，科学原理与工程应用相结合。
介绍了TFT-LCD的基本概念，组成材料，工艺和设计流程等；列举了高品质、低成本的设计理念和设
计方法；最后在以低温多晶硅LTPS工艺为例，介绍中小尺寸，特别是便携式TFT-LCD产品的发展。
对一线技术人员及电子专业的学生具有重要的参考价值。
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